
中間貯蔵・環境安全事業(株)（JESCO）各事業所の概要 

○北九州ＰＣＢ処理事業所

所 在 地：福岡県北九州市若松区響町１丁目 62番 24

処理能力：（第１期）高圧トランス・高圧コンデンサ 1.0ｔ／日（PCB 分解量） 

 （第２期）高圧コンデンサ 1.0ｔ／日（PCB分解量） 

 安定器等・汚染物 10.4ｔ／日（安定器等・汚染物量） 

処理対象物：トランス・コンデンサ類 

・沖縄県・九州・中国・四国（17県） 

・東海（４県）の車載トランスの一部 

・南関東（１都３県）のコンデンサの一部 

安定器等・汚染物 

・沖縄県、九州、中国、四国、近畿、東海（２府 25県） 

処理方式：（第１期）高圧トランス・高圧コンデンサ 

前処理：洗浄法と真空加熱分離法の組み合わせ 

 液処理：脱塩素化分解法 

 （第２期）高圧コンデンサ 

 前処理：真空加熱分離法 

 液処理：脱塩素化分解法 

 安定器等・汚染物 

 プラズマ溶融分解法 

操業開始：（第１期）平成 16年 12月 

 （第２期）平成 21年７月 

計画的処理完了期限：トランス・コンデンサ類 平成 31年３月 31日 

安定器等・汚染物 平成 34年３月 31日 
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○大阪ＰＣＢ処理事業所 

所 在 地：大阪府大阪市此花区北港白津２丁目 

処 理 能 力：２ｔ／日（PCB分解量） 

処理対象物：トランス・コンデンサ類 

・近畿（２府４県） 

       ・東海（４県）の車載トランスの一部及び特殊コンデンサの一部 

       ・北海道・東北・甲信越・北関東・北陸（１道 15 県）の特殊コン

デンサの一部 

      安定器等・汚染物 

       ・近畿（２府４県）の小型電気機器の一部 

処 理 方 式：高圧トランス・コンデンサ等の PCB洗浄・分離： 

溶剤洗浄法、真空加熱分離法 

      PCB分解：脱塩素化分解法 

操 業 開 始：平成 18年 10月 

計画的処理完了期限：トランス・コンデンサ類 平成 34年３月 31日 

          安定器等・汚染物 平成 34年３月 31日 

 

 
 
 
 
 
 
  



○豊田ＰＣＢ処理事業所 

所 在 地：愛知県豊田市細谷町三丁目１番地１ 

処 理 能 力：1.6ｔ／日（ＰＣＢ分解量） 

処理対象物：トランス・コンデンサ類 

       ・東海（４県） 

       ・近畿（２府４県）のポリプロピレン等を使用したコンデンサの一

部  

      安定器等・汚染物 

       ・東海（４県）の小型電気機器の一部 

処 理 方 式：ＰＣＢ分解：脱塩素化分解法 

      容器・内部部材からのＰＣＢ除去：溶剤洗浄法＋真空加熱分離法 

操 業 開 始：平成 17年９月 

計画的処理完了期限：トランス・コンデンサ類 平成 35年３月 31日 

          安定器等・汚染物 平成 35年３月 31日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



○東京ＰＣＢ処理事業所 

所 在 地：東京都江東区青海三丁目地先 

処 理 能 力：2.0ｔ／日（ＰＣＢ分解量） 

処理対象物：トランス・コンデンサ類 

       ・南関東（１都３県） 

       ・東海（４県）の車載トランスの一部 

       ・北海道・東北・甲信越・北関東・北陸（１道 15 県）の大型トラ

ンスの一部 

      安定器等・汚染物 

       ・南関東（１都３県）の小型電気機器の一部 

       ・北九州事業所及び大阪事業所から発生する廃粉末活性炭 

処 理 方 式：ＰＣＢ分解：水熱酸化分解法 

      前処理：溶剤洗浄法・真空加熱法 

操 業 開 始：平成 17年 11月 

計画的処理完了期限：トランス・コンデンサ類 平成 35年３月 31日 

          安定器等・汚染物 平成 35年３月 31日 

 

  

 

 
 
 
  



○北海道ＰＣＢ処理事業所 

所 在 地：北海道室蘭市仲町 14番地７ 

処 理 能 力：（当初施設）高圧トランス・高圧コンデンサ 

1.8ｔ／日（PCB分解量） 

（増設施設）安定器等・汚染物 

       12.2ｔ／日（安定器等・汚染物量） 

処理対象物：高圧トランス・コンデンサ類 

       ・北海道・東北・甲信越・北関東・北陸（１道 15県） 

      安定器等・汚染物 

       ・南関東・北海道・東北・甲信越・北関東・北陸（１都１道 18県） 

処 理 方 式：（当初施設）高圧トランス・高圧コンデンサ 

前処理：洗浄法と真空加熱分離法の組み合わせ 

      液処理：脱塩素化分解法 

       （増設施設）安定器等・汚染物（安定器・小型電気機器、感圧複写紙、ウエス） 

              プラズマ溶融分解法 

操 業 開 始：（当初施設）平成 20年５月 

      （増設施設）平成 25年９月 

計画的処理完了期限：トランス・コンデンサ類 平成 35年３月 31日 

          安定器等・汚染物 平成 36年３月 31日 
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